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      Nombre                               
      José Trinidad Holguín Momaca.
      Profesión
                                                 Ing. Químico Cedula: 6421627
       Maestría en Ciencia de Materiales Cedula: 09093563.

                                                 Tel.   614 4 39 11 00 ext.2057
                                                 Correo electronico
                                                 tholmo@hotmail.com, jose.holguin@cimav.edu.mx.                                                                                    
Información Personal.
Nacionalidad                    Mexicana
Lugar de Nacimiento       San Fco del Oro, Chihuahua.
Fecha de Nacimiento      11 de julio de 1986.
Objetivo.

Participar activamente en la aportación de conocimiento científico en la rama relacionada a la ciencia de materiales apoyado de los conocimientos adquiridos para el estudio, creación e innovación en el mundo de los nuevos materiales.
Aptitudes y Habilidades.

Capacidad de laborar bajo presión, capacidad de análisis científico, enseñanza, trabajo en equipo.

Educación:
        ►  Maestría     (2011-2013)
Maestría en Ciencia de Materiales. Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV). Obtención de una metodología para el crecimiento epitaxial de nanohilos de SnO2:Co sobre sustratos r- y a-zafiro
        ►  Licenciatura  (2005-2009)
                  Instituto Tecnológico de Parral
                  Ingeniería Química  con Especialidad en Metalurgia Extractiva
                  Av. Tecnológico No. 57 Hidalgo del Parral Chih.           
Experiencia Laboral:
Julio 2014– Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C Técnico titular B en laboratorio de nanoestructuras magnéticas. Departamento de física de materiales.

Enero - Agosto 2014: Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. Proyecto de investigación: Modification of Magnetic Properties of Ferrimagnetic and Antiferromagnetic Mn3Ga Thin Films by Substrate-Induced Stress. Responsable: Dr. Sion F. Olive Méndez.
Mayo - Dic 2013: Grupo BIMBO S.A.B. de C.V. Planta Chihuahua. Analista de datos área de producción.

Areas de Interes:

*Semiconductores magnéticos diluidos

*Oxidos magnéticos diluidos

*Crecimiento cristalino

*Dispositivos spintronicos

*Materiales magnéticos

Patentes:

1."Sensor para la detección de etanol gasificado basado en conexiones aleatorias entre nanohilos de óxidos semiconductores y su método de fabricación". Expediente de Patente de Invención Normal MX/a/2012/012810. No. de Folio: 103227
Artículos:
   9. Holguín-Momaca, José Espinosa, Francisco Antúnez-Flores, Wilber Olive-Méndez,  

       Sion “Core to shell switching of the conduction channel on SnO2 nanowire   

       sensors”, aceptado, 07/09/2017 Nanotechnology.
8. Gutiérrez-Pérez, Rocío; Holguín-Momaca, José; Santillán-Rodríguez, Carlos; Lopez Anton, Ricardo; Ochoa-Lara, Martha; Flores-Holguín, Norma ; Espinosa, Francisco; Matutes-Aquino, José; Olive-Méndez, Sion, “High enhanced magnetization in carbon-doped Mn3Ga thin films” Publicado: Intermetalics 05/05/2017 Reino Unido.
7. F. Montes-Fonseca, S.F. Olive-Méndez*, J.T. Holguín-Momaca, G. Alonso-Núñez, and F. Paraguay-Delgado. ”Role of oxygen vacancies and In-doping on the sensing performance of ZnO particles”. Publicado: Physica Status Solidi, 30/11/2016.

6. L. Martínez, J.T. Holguín-Momaca, T.V.K. Karthik , S.F. Olive-Mendez, J. Campos-Alvarez, V. Agarwal. “Sputtering temperature dependent growth kinetics and CO2 sensing properties of ZnO deposited over porous silicon”, Publicado: Superlattices and Microstructures 23/07/2016, País: Estados Unidos, No.:, Vol:.98, Pp.:8.
5. Adriana Alvídrez-Lechuga, Ricardo López Antón, José T Holguín-Momaca, Francisco Francisco Espinosa-Magaña, and Sion Federico Olive-Méndez. “Role of the substrate temperature on the growth of Mn5Ge3 thin films by co-deposition of Mn and Ge on Ge(001) substrates by magnetron sputtering”. Publicado: Thin Solid Films 08/08/2016, País: Holanda, No.:, Vol:.616, Pp.:111. 
Publicado: Thin Solid Films 08/08/2016 País: Estados Unidos, No.:, Vol:.616, Pp.:111

4. Claudia A. García-Aguirre Carlos Domínguez-Ríos, Roal Torres-Sánchez Manuel Román-Aguirre, José T. Holguín-Momaca Alfredo Aguilar-Elguézabal “Microstructure and transmission electron microscopy characterization of electroless Ni–B thin films deposited on MWCNTs”  Publicado: Surface & Coatings Technology 23/11/2015 País: Reino Unido, No.:282, Vol:., Pp.:107-114

3. Rocío Gutiérrez-Pérez, José Holguín-Momaca, Jose Elizalde-Galindo, Francisco Espinosa-Magaña, and Sion OLIVE-MÉNDEZ. "Giant magnetization on Mn3Ga ultra-thin films grown by rf-sputtering on SiO2/Si(001)", Publicado: Journal of Applied Physics 23/03/2015 País: Estados Unidos, No.:, Vol:.117, Pp.:123902
2. S. M. Loya-Mancilla, J. T. Holguín-Momaca, W. Antúnez-Flores, F. Espinosa-Magaña, J. A. Matutes-Aquino, S. F. Olive-Méndez.” Epitaxial Growth Rf SnO2 Nanorods RnR-Cut Sapphire Substrate” Microsc. Microanal. 18 (Suppl 2), 2012 doi:10.1017/S1431927612011403.
1. J. T. Holguín-Momaca, S. M. Loya-Mancilla, C. R. Santillán Rodríguez, W. AntúnezFlores, J. A. Matutes Aquino,F. Espinosa Magaña and S. F. Olive-Méndez, “Ethanol Sensor Based On High Density Coupling OfSnO2 Nanowires” Microsc. Microanal. 18 (Suppl 2), 2012, doi:10.1017/S1431927612011518.
Congresos:

1. Poster en Congreso de Microscopy & Microanalysis, en la Ciudad de Phoenix Arizona, USA, agosto 2012. “Ethanol Sensor Based On High Density Coupling Of SnO2 Nanowires”     
. 
Capacitación recibida y manejo de equipos (técnicas de caracterización):
· Deposición de películas delgadas por sputtering (RF y DC)/RHEED.
· Microscopia electrónica de barrido de emisión de campo Jeol HR (SEM) .
· Microscopia de barrido por sonda (AFM).

· Preparación de muestras para HRTEM por FIB (Focused Ion Beam).

· Difractómetro de Rayos X (técnicas haz rasante y theta-2theta).

· Microscopia electrónica de trasmisión equipo CM200.

· Horno de fundición por inducción electromagnética.

· Horno Horizontal con vacio y/o atmosfera controlada (Ar, O2 e H2)

· Preparación metalográfica para SEM (embriquetado de muestras).

· Conocimientos de AutoCAD, Origin Pro, Image PRO, Carine V3.1, Digital     micrograph, Rietveld, Findit/ICSD y Match.
